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摘要(译)

本发明涉及一种液晶显示装置用阵列基板的制造方法，其包含使用蚀刻
剂组成物蚀刻铜基金属层，其中蚀刻剂组成物，按组成物的总重量计，
包括：a)2～30重量％的过氧化氢(H2O2)；b)0.1～5重量％的硝酸
(HNO3)；c)0.01～1.0重量％的至少一种含氟化合物；d)0.1～5重量％的
至少一种唑化合物；e)0.1～8.0重量％的至少一种咪唑化合物；及f)其余
为水。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/496fa3a9-3013-4708-9094-39f124c01f52
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043499550/publication/CN102472938A?q=CN102472938A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102472938A

